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(54) Zpiisob vyroby vrstvovych elektretii a zafizeni k providéni tohoto zpiisobu

Vynélez se tykd zpilsobu vyroby vrstvovych
elektreti a zafizeni k provddéni tohoto zpisobu.

Zpisobu a zafizeni podle vyndlezu lze vyuZit pro
vyrobu elektreti pro elektroakustické ménice
a pro vrstvové elektrotové membrany mikrofoni
a reproduktoru.

V elektroakustickych ménicich pracujicich ve
slySitelné oblasti kmitoctt se Sasto pouziva elektre-
tovych membran vyrobenych z dielektrickych
vrstev. Stabilniho naboje na povrchu vrstvového
elektretu se obvykle dosahuje dlouhodobym ulo-
Zenim dielektrickych vrstev ohfatych na bod zmék-
nfiti dielektrika v homogennim, dostateéné silném
vnéjsim elektrickém poli a naslednym ochlazenim
té€chto vrstev v tomto poli.

Vnitini elektfické pole vyrobeného vrstvového
elektretu mazZe sméfovat jak proti vnéj$imu elek-
trickému poli, tak i ve sméru vnéjsiho elektrického
pole. Prvni pfipad odpovida heterogennimu nibo-
ji, druhy pak homogennimu ndboji na povrchu
vrstvového elektretu. Vznik heterogenniho ndboje
je podminén vnitfnimi procesy v dielektrickych
vrstvach, zatimco ke vzniku homogenniho ndboje
je potfeba pfenos naboje na povrch dielektrické
vrstvy z elektrody vytvéfejici vnéjsi elektrické
pole, a to pfes dielektrické prostfedi. Volné nosice
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niboje mohou v tomto dielektrickém prosttedi °
vznikat jen plisobenim dostateéné silnych elektric-
kych poli. JestliZe je intenzita vn&jsiho elektrické-
ho pole nedostate¢nd, vznikd na povrchu dielek-
trickych vrstev za normdlnich okolnosti pouze
heterogenni niboj.

Znamy zplsob vyroby vrstvovych elektretii spo-
¢iva v polarizaci dielektrickych vrstev napi¥iklad M.
M. Efrussi ,,Mikrofony a jejich pouZiti, str. 41,
nakl. ,,Energija, 1974. Polarizace dielektrickych
vrstev se provadi néasledujicim zptisobem. Dielek-
trické vrstvy jsou umistény do homogenniho stej-
nosmérného elektrického pole, ohfaty na teplotu
zméknuti dielektrika a pak v tomto elektrickém
poli ochlazeny na pokojovou teplotu. Celkovd
doba polarizace dielektrickych vrstev je n&kolik
hodin. »

U vrstvovych elektretii vyrobenych timto zptso-
bem se v prilb¢hu stirnuti znateln€ méni hustota
ndboje na povrchu a ustdli se teprve po n&kolika
mésicich. Jednotlivé vzorky vrstvovych elektreti
maji kromé toho velky rozptyl hustot niboje
a stfedni hodnota stabilni hustoty naboje nepfek-
racuje 1. 107 C/cm?.

Tento nedostatek vyplyva z toho, Ze pti dlouho-

dobé polarizaci dielektrickych vrstev pfi ohfevu
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dielektrika na teplotu m&knuti, dochdzi k vnit¥ni
polarizaci dielektrickych vrstev za vzniku hetero-
gennfho naboje na nepokoveném povrchu vrstvo-
vého elektretu. Ziroveti vznikd na témZe povrchu
vrstvového elektretu také homogenni ndboj. Jestli-
Ze pFitom intenzita elektrického polariza¢niho pole
nepfekro&i hodnotu 10™* V/cm, pfevlada bezpro-
- stfedné po polarizaci heterogenni néboj. Pfi vys§i
intenzit& polarizaéniho pole pfevlddne homogenni
nédboj. Mald stabilita, znainy rozptyl a nizk4
hodnota stabilni hustoty ndboje vrstvovych elek-
tretd souviseji s nizkou stabilitou heterogenniho
néboje a také s nedostateénou stabilitou homogen-
niho ndboje, jestliZe jeho hustota pfekrodi kritic-
kou stabiln{ hodnotu.

K providéni zpiisobu vyroby vrstvovych elektre-

tl se pouZivd zafizeni, které sestdvd z picky pro
ohfev a polarizaci dielektrickych vrstev a zdroje
vysokého stejnosmérného napéti. Picka obsahuje
kovovou zemnici elektrodu, na které jsou uloZeny
dielektrické vrstvy, a polarizaéni elektrodu pfipo-
jenou ke zdroji vysokého stejnosmérného napéti
napriklad M. M. Efrussi ,,Mikrofony a jejich
pouZiti, str. 41, nakl. ,,Energija* 1974).
. Nedostatkem tohoto zafizeni je jeho nizky vy-
kon a mal4 stabilita, znatny rozptyl hustoty ndboje
a mald stabilita hustoty ndboje ziskavanych dielek-
trickych vrstev.

Je také zndm zplisob vyroby vrstvovych elektre-
td, pfi kterém jsou dielektrické vrstvy ohfivany
a polarizovdny v homogennim stejnosmérném
elektrickém poli, naleZ je na povrch dielektrickych
vrstev pfidavné€ pfivddén ndboj napfiklad NSR
patentovy spis 1 789 091.

U takto vyrobenych vrstvovych elektreti doch4-

zi ke stabilizaci hustoty ndboje b&hem jednoho
mesice a stfedn{ stabilni hustota ndboje dosahuje
hodnoty 2 . 1078 C/em?.

Nedostatkem tohoto zpiisobu je jeho sloZitost,
maly vykon, mald homogenita a stabilita hustoty
nidboje a nizkd hodnota stabilni hustoty ndboje
vrstvovych elektretd vyrobenych z dielektrickych
vrstev. Nedostateénd homogenita, stabilita a hod-
nota stabilni hustoty ndboje jsou zpisobeny tim, Ze
vyslednd hustota ndboje na povrchu dielektrickych
vistev je algebraickym soudtem zna&né& nestabilni-
ho heterogenniho ndboje a nedostateéné stabilniho
" homogenniho néboje, jehoZ hustota bezprostiedné
po nabiti pfekraduje kritickou stabilni hmotu.

Je také znamo zafizeni pro vyrobu vrstvovych
elektretl, které sestdvd ze zdroje vysokého stej-
nosmérného napéti, zemnici elektrody, polariza¢-
nich elektrod a nabijeci elektrody pfipojené ke
zdroji vysokého stiidavého napéti, jejiZ pomoci se
vyréibi ionizovand plasma a nabfji povrch dielek-
trickfch vrstev, napfiklad NSR patentovy spis
1789 091.

Nedostatkem tohoto zafizeni je jeho sloZitost,
nizky vykon a nizk4 stabilni hustota néboje ziska-
nych dielektrickych vrstev.

Utelem vynilezu je nalezeni takového zpilisobu
vyroby vrstvovych elektretli a konstrukce takové-

ho zafizeni k provddéni tohoto zplisobu, které by
pfi zjednodusené technologii a zvy§eném vykonu
umoznily ziskdvat vrstvové elektrety o vy$¥f kva-

it

Podstata zplisobu vyroby vrstvovych elektret
nabfjenim povrchu dielektrickych vrstev spoéivd
podle vynalezu v tom, Ze povrch dielektrické vrstvy
se pfed nabijenim vybije na nulovy potenciél, &mz
se doséhne odstranéni ndhodnych néboji, pfitemz
néboje, které jsou pak vloZeny na povrch dielek-
trickych vrstev, maji stabilni hustotu.

Podstata zafizeni k provddéni zpisobu podle
vynilezu, které sestdvéd ze zemnici elektrody tvote-
né posuvné uspofddanym nosi¢em, na jehoZ povr-
chu spoéivaji dielektrické vrstvy, zdroje vysokého
stejnosmérného napéti a nabijeci elektrody, kterd
je uspofdddna nad povrchem zemnici elektrody
a pfipojena ke zdroji vysokého stejnosmé&mého
napéti, spo¢iva podle vyndlezu v tom, Ze zafizeni
déle obsahuje za sebou uspofddéna zafizeni pro
neutralizaci dielektrickych vrstev, zafizeni pro
stabilizaci pfivedenych ndboji a zafizeni pro kon-
trolu stabilni hustoty ndboje, kter4 jsou uspofada-

- na nad dielektrickymi vrstvami v jejich bezpro-

stfedni blizkosti.
Zafizeni pro neutralizaci dielektrickych vrstev je

| s vy¥hodou tvofeno zdrojem stfidavého napéti, ke

kterému je pfipojena neutralizaéni elektroda uspo-
fadédna kolmo k rovin€ zemnici elektrody a v jeji
bezprostfedni blizkosti, pfitemZ tato neutraliza¢ni
elektroda je opatfena souosym vélcovym
plastém.

V z4jmu zvySeni homogenity koncentrace iont
v blizkosti povrchu dielektrickych vrstev je v zafi-
zeni pro neutralizaci dielektrickych vrstev vyhodné
upevnit na d&elni strané pli§té mezi povrchem

-~ dielektrickych vrstev a Selnim koncem neutralizad-

ni elektrody kovovou miiZku.

Zafizeni pro kontrolu stabilni hustoty niboje
sestdvd s vyhodou z nepohyblivé vilcové méfici
elektrody uspofddané kolmo na rovinu zemnici
elektrody v bezprostfedni blizkosti dielektrickych
vrstev a z pfizplisobovaciho zesilovade pfipojeného
k této méfici elektrodé, k jehoZ vystupu je pfipojen
selektivni zesilova¢ s pfipojenym indikaénim pii-
strojem, pfitemZ rovnobé&iné s rovinou zemnici
elektrody je uspofdddna otoénd uzemn&n4 kruho-

v deska, jejiZ &4st se nachdzi mezi dielektrickymi

vrstvami a méfici elektrodou a v jejimZ obvodu
jsou vytvofeny otvory, které se pfi otdeni uzemné-

- né kruhové desky stfidavé kryji s primé&tem
. Celntho konce méfici elektrody na zemnici elek-

trodu.

Podstata vyndlezu bude v dal§im objasnéna na
piikladu jeho provedeni, ktery je popsdn pomoci
ptipojeného vykresu, na némZ je zndzornéno:

—na obr. 1 je zndzornéno funkéni schema
zafizeni pro vyrobu vrstvovych elektreti podle
vynélezu, ’ ,

—na obr. 2 je graficky zndzorn&€na zavislost

" hustoty néboje dielektrickych vrstev vyrobenych

_zpﬁ_sobexp a zafizenim podle vyndlezu na &ase.



Zpusob vyroby vrstvovych elektretl podle vyna-
lezu je nasledujici.

Povrchy 1 (obr. 1) dielektrickych vrstev 2 jsou
nejdfive vybity na nulovy potencial. Tento pracov-
ni postup je nutny proto, Ze na povrchu dielektric-
ké vrstvy jsou vidy pfitomny nahodné niboje,
které vyvolavaji nizkou hodnotu stabilni hustoty
naboje vrstvového elektretu. Uvodni vybiti povr-
chu 1 dielektrickych vrstev 2 se miZe provadét
riznymi zpidsoby, napiiklad elektrickym stykem
tohoto povrchu 1 s elektricky vodivou cEistou
kapalinou destilovana voda.

Nejvyhodnéjsi vSak je vybijet povrchy 1 dielek-
trickych vrstev 2 v atmosféfe plynu obsahujiciho
ionty obojiho znaménka.

Poté jsou na vybité povrchy 1 dielektrickych
vrstev 2 piivadény ndboje o homogenni a stabilni
hustoté. Hodnota ndboje pfivadéného na povrch
1 dielektrickych vrstev 2 ziistane pod uréitou
hodnotou. Na povrchu 1 dielektrickych vrstev 2 na
bézi polytetrafluorethylenu o tloustce 10 um se
pfivadi naboj, jehoZ hustota nepfesahuje hodnotu
4.107% C/cm?. Jestlize vSak hustota niboje na
dielektrickych vrstvach 2 uvedenou hodnotu pfe-
kroci, je pak nestabilni, protoze s asem klesa.
Ptivadéni ndboju se mlzZe provadét tfenim povrchu
1 dielektrickych vrstev 2 pfirodni koZeSinou nebo
elektrickym kontaktem povrchu 1 dielektrickych
vrstev 2 s elektricky vodivou kapalinou.

Nejvyhodnéjsi je privadeéni naboji pomoci plyn-
né atmosféry, kterd obsahuje ionty shodného
znaménka.

Naboje privedené na povrchy 1 dielektrickych
vrstev 2 maji v Case stabilni hustotu, coZ je patrné
ze zavislosti zndzornéné na obr. 2. Na vodorovné
ose grafu je vynesen ¢as v mésicich, na svislé ose je
vynesena hustota ndboje na povrchu 1 dielektric-
kych vrstev 2 v C/cm?,

V zavislosti hustoty ndboje na povrchu 1 dielek-
trickych vrstev 2 na ase zndzornéné na obr. 2 chybi
nestabilni Gsek odpovidajici poklesu hustoty nabo-
je v prvnim ¢asovém obdobi.

Za¥izeni k provddéni zptisobu vyroby vrstvovych
elektrett sestava ze zemnici elektrody 3 (obr. 1)
tvofené posuvnou podlozkou, napiiklad kruhovou
otocnou deskou. Zemnici elektroda 3 muze byt
také tvofena dopravnikem.

Na povrchu zemnici elektrody 3 jsou umistény
dielektrické vrstvy 2. Povrch dielektrickych vrstev
2 pftiléhajici bezprostiedné na povrch zemnici
elektrody 3 je pokoven hlinikovou vrstvou 4.
Dielektrické vrstvy 2 maji tvar kruhovych, pfibliz-
n€ 10 um silnych desek. Zafizeni obsahuje také
zdroj 5 vysokého stejnosmérného napéti. Nad
zemnici elektrodou 3 je uspoiddana nabijeci elek-
troda 6 spojend s uvedenym zdrojem S vysokého
stejnosmérného napéti. Nabijeci elektroda 6 je
zhotovena z kovu, md tvar valce o priméru 4 mm
a vy$ce 25 mm. Celni strana nabijeci elektrody

| 6 sméfujici k zemnici elektrod€ 3 je zahrocena.
 Nad dielektrickymi vrstvami 2 jsou v jejich
- bezprostfedni blizkosti ve vzdilenosti nékolika
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mm za sebou uspofddana zafizeni 7 pro neutraliza-
ci dielektrickych vrstev, zafizeni 8 pro stabilizaci
piivedenych ndboji a zafizeni 9 pro kontrolu
stabilni hustoty ndboje. Zafizeni 7, 8 a 9 postupné
provadéji neutralizaci dielektrickych vrstev 2, sta-
bilizaci ndbojt pfivedenych na povrch 1 dielektric-
kych vrstev 2 a kontrolu stabilni hustoty ndboje.

Zafizeni 7 pro neutralizaci dielektrickych vrstev
2 sestdvé ze zdroje 10 vysokého stfidavého napéti,
ke kterému je pifipojena neutralizacni elektroda
11. Tato neutralizaéni elektroda 11 je uspofaddna
kolmo na rovinu zemnici elektrody 3 a v jeji
bezprostfedni blizkosti. Konstrukce neutralizaéni
elektrody 11 je podobni konstrukci nabijeci elek-
trody 6. Neutralizacni elektroda 11 je obklopena
souosym uzemnénym valcovym plastém 12 zkovu,
ktery ma pramér 30 mm, ktery ponékud pfesahuje
prumér dielektrickych vrstev 2,

V zaujmu zlepSeni homogenity koncentrace
iontfi obojiho znaménka v blizkosti povrchu 1 di-
elektrickych vrstev 2 je na Celni strané uzemn&né-
ho valcového plasté 12 mezi povrchem 1 dielektric-
kych vrstev 2 a &éelnim koncem - neutralizadni
elektrody 11 pfipevnéna uzemnénd kovova miizka
13. Tato uzemn¢énd kovova miizka 13 je vyrobena
z dratu o priméru 0,1 mm.

Tato konstrukce zafizeni 7 pro neutralizaci
dielektrickych vrstev 2 zaji$tuje v blizkosti vybije-
jiatho se povrchu 1 dielektrickych vrstev 2 dosta-
tecné vysokou koncentraci iontii obojiho znamén-
ka a homogenni rozloZeni téchto ionté. Cas potfeb-
ny pro dokonalou neutralizaci nahodnych n4boji
libovolného znaménka na povrchu 1 dielektrickych
vrstev 2 v disledku toho nepfesahuje 1 sek.

Zatizeni 8 pro stabilizaci pfivedenych néaboji
sestava z kovové miizky 14 uspofddané rovnobéz-
né s rovinou zemnici elektrody 3 mezi dielektricky-
mi vrstvami 2 a nabijeci elektrodou 6. Zafizeni
8 diéle obsahuje valcovy plast 15 z kovu obklopujici
souose nabijeci elektrodu 6. Priimér valcového
plasté 15 je asi 30 mm a kovovad miizka 14 je
pfipevnéna na jeho Celni stran¢. Kovovd mfizka 14
a valcovy plast 15 jsou piipojeny ke zdroji 16
nizkého stejnosmérného napéti. ’

Zafizeni 9 pro kontrolu stabilni hustoty ndboje
sestava z méfici elektrody 17 uspofddané kolmo na
rovinu zemnici elektrody 3 a v bezprostfedni
blizkosti dielektrickych vrstev 2, Tato méFici elek-
troda 17 m4 tvar valce a je nepohybliva. K méfici
elektrod€ 17 je pfipojen piizpisobovaci zesilovag
18, k jehozZ vystupu je pfipojen selektivni zesilovad
19. K vystupu selektivniho zesilovage 19 je p¥ipo-
jen indikacni pfistroj 20.

Zafizeni 9 pro kontrolu stabilni hustoty ndboje
dile obsahuje uzemnénou kruhovou desku 21,
kterd je otocna a rovnobé&Zna s rovinou zemnici
elektrody 3. Cast uzemnéné kruhové desky 21 se
nachazi mezi dielektrickymi vrstvami 2 a mé¥ici
elektrodou 17 (ve vzddlenosti pfiblizn€ 2 mm).
V obvodu uzemnéné kruhové desky 21 jsou
vytvofeny otvory 22, které se pfi otaleni uzemnéné
kruhové desky 21 stfidavé kryji s pramétem
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¢elnfho konce meéfici elektrody 17 na zemnici
elektrodu 3.

Tato kruhovd deska 21 slouZi k modulaci ndboje
indukovaného na &elni plo¥e méFici elektrody 17
pisobenim ndboje pfitomného na povrchu 1 di-
elektrickych vrstev 2.

Zatizeni pro vyrobu vrstvovych elektretii podle
vynélezu pracuje ndsledujicim zplisobem:

Zapne se zafizeni 9 pro kontrolu stabilni hustoty
néboje. Uzemné&n4 kruhovd deska 21 s otvory 22 je
pfitom rychlosti pfiblizn& 1000 ot./min. otddena
synchronnim motorem na obr. 1 neni zndzornén.
Otvory 22 se pfi otd€eni kruhové desky 21 st¥idavé
kryji s primétem &elniho konce méfici elektrody
17 na kruhovou desku 21. Jestlie na povrchu
1 dielektrické vrstvy 2 nachézejici se bezprostied-
né pod hranou kruhové desky 21 jsou naboje,
vznikd na vstupu pfizpisobovactho zesilovaée 18
stiidavé napéti o kmito&tu pfiblizné 1000 Hz, jehoZ
velikost je 1im&rnd hustot& ndboje na povrchu 1.
Zapne se motor ktery na obr. 1 neni znazornén,
ktery rovnomérné otadi zemnici elektrodou 3 rych-
losti pfiblizné 0,3 otd¢ky za minutu. Poté je
zapnuto zafizeni 7 pro neutralizaci dielektrickych
vrstev a zafizeni 8 pro stabilizaci pfivedenych
naboji ze zdroje 5 vysokého stejnosmérného
napéti. Kladné a zdporné ionty vznikajici na hrotu
neutralizacni elektrody 11 p¥i koronovém vyboji
stfidavého proudu (efektivni hodnota napéti koro-
nového vyboje je kolem 5000 V) prochézeji
uzemnénou kovovou miizkou 13 zafizeni 7 a doko-
nale neutralizuji nabita mista na povrchu 1 dielek-
trickych vrstev 2. Tato neutralizace probihd po
dobu pfiblizné 1 sekundy, kdy se jedna z dielektric-
kych vrstev 2 nachézi pod touto kovovou mfizkou
13. Vybité dielektrické vrstvy 2 pak prochazeji pod
kovovou mfiZkou 14 zafizeni 8 pro stabilizaci
pfivedenych ndboji. V dobé, kdy se dan4 dielek-
trickd vrstva 2 nachdzi pod kovovou mfizkou 14,
vznikd na povrchu 1 dielektrické vrstvy 2 homo-
genni naboj o pfibliZzné stabilni hustot&. Potencidl
kovové mfizky 14 je roven potencidlu povrchu
1 vyrabénych diel%ktrick)"ch vrstev 2 s poZadova-
nou stabilni hustotou nédboje.

Shodnost potencialé povrchu 1 nabijenych die-
lektrickych vrstev 2 a kovové mfizky 14 zafizeni
8 se nastavuje pii potateénim nastaveni celého
zafizeni. Potencidl nabijeci elektrody 6 se voli
v rozmezi 5000 az 7000 V, pfi¢emz se vyuZivd
tidaji indikaéniho piistroje 20. '

Vysledkem jsou dielektrické vrstvy 2, jejich
povrch 1 je nabit zdpornym nidbojem o stabilni
hustot& v rozsahu 1,8 . 107% aZ 3,6 . 10~8 C/cm?.
Uvedené hustoté ndboje odpovidaji pfi zminéné
tloustce dielektrickych vrstev 2 stabilni potencidly
100 aZ 200 V.

PREDMET VYNALEZU
1. Zptisob vyroby vrstvovych elektretli nabije-

nim povrchu dielektrickych vrstev vyznadujici se
tim, Ze pfed vlastnim nabitim povrchu dielektrické

vrstvy nadbojem stabilni hustoty se povrch dielek-
trické vrstvy vybije na nulovy potencial za i¢elem
odstranéni ndhodnych niboji.

2. Zafizeni k provadéni zplisobu podle bodu
1 sestdvajici ze zemnici elektrody tvofené posuvné
uspofidanym nosi®em na jehoZ povrchu jsou
uspofddény dielektrické vrstvy, pfiéemzZ dstroji pro
polarizaci t&€chto vrstev sloZené z navzajem spojené
nabfijeci elektrody a zdroje vysokého stejnosmér-
ného napéti jsou uspofadédny v oblasti nad zemnici
elektrodou vyznadujici se tim, e zemnici elektroda
(3) je posuvné uspofddana vzhledem k nabijeci
elektrodé (6), pfitemzZ zafizeni (7) pro neutralizaci
dielektrickych vrstev a zafizeni (9) pro kontrolu
stabilni hustoty ndboje jsou uspofddany pfislu$né
pfed a za zafizenim (8) pro polarizaci vrstev ve
sméru posuvu nosi¢e v oblasti nad dielektrickou
vrstvou (2) a v pfimé blizkosti v rozmezi 2—5 mm
od ni, pfi€emz v zafizeni (8) pro polarizaci vrstev je
uspofadédna mfiZka (14), kterd je uspofdddna
paralelné k roviné zemnici elektrody (3) mezi
dielektrickou vrstvou (2) a nabijeci elektrodou (6),
pii¢emz zdroj stejnosmérného napéti (16) je spo-
jen s vilcovym plastém (15) na jehoZ &elni strané je
miizka (14) uspofddéna, zatimco nabijeci elektro-
da (6) je uspofddéna v prostoru mezi m¥izkou (14)
a vilcovym plastém (15).

3. Zafizeni podle bodu 2, vyznadéujici se tim, Ze
zafizeni (7) pro neutralizaci dielektrickych vrstev
(2) sestdva ze zdroje (10) stfidavého napéti, ke
ktetému je pfipojena neutralizaéni elektroda (11)
uspofdddna kolmo k roviné zemnici elektrody (3)
a v jeji bezprostfedni blizkosti, pfi¢emZ neutrali-
zalni elektroda (11) je opatfena souosym vilco-
vym plastém (12).

4. Zatizeni podle bodu 3, vyznacujici se tim, Ze
na Celni stran€ vilcového pldsté (12) je mezi
povrchem (1) dielektrickych vrstev (2) a &elnim
koncem neutralizaéni elektrody (11) p¥ipevn&na
kovova mfizka (14). ‘

5. Zafizeni podle bodii 2 aZ 5, vyznadujici se tim,
Ze zafizeni (9) pro kontrolu stabilni hustoty ndboje
sestdvd z nepohyblivé védlcové méfici elektrody
(17) uspofadané kolmo na rovinu zemnicf elektro-
dy (3) v bezprostfedni blizkosti dielektrickych
vrstev (2) a z pfizpisobovaciho zesilovade (18)
pfipojeného k této mé¥ici elektrodé& (17), k jehoZ
vystupu je pfipojen selektivni zesilovaé (19) s pfi-
pojenym indikaénim p¥istrojem (20), pfi¢emZ rov-
nobé&Zné s rovinou zemnici elektrody (3) je uspofa-
ddna otofn4 uzemnénd kruhové deska (21), jejiz
C4st se nachdzi mezi dielektrickymi vrstvami (2)
a méfici elektrodou (17) a v jejimZ obvodu jsou
vytvofeny otvory (22), které se pfi otddeni uzem-
néné kruhové desky (21) st¥idavi kryji s primétem
&elntho konce méfici elektrody (17) na zemnici
elektrodu (3).

2 vykresy
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